
表 4.6.1 臺灣 1998 至 2014 年電子工業排放量

年 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2.E.1.積體電路或半導體 NE NE NE 3.7 5.0 5.2 5.6 4.3 4.8
2.E.2.TFT平面顯示器 NE NE NE 0.3 0.5 1.0 1.3 1.7 1.6
2.E.3光電（太陽能板） NE NE NE NE NE NE NE NE NE
2.E.4熱傳流體 NE NE NE NE NE NE NE NE NE
總計 NE 0.1 0.1 4.0 5.5 6.2 6.8 6.0 6.4

年 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2.E.1.積體電路或半導體 4.4 2.5 2.3 2.4 2.5 1.8 2.6 3.5
2.E.2.TFT平面顯示器 1.6 1.5 1.2 1.6 1.3 1.4 1.5 1.2
2.E.3光電（太陽能板） NE NE NE NE NE NE NE NE
2.E.4熱傳流體 NE NE NE NE NE NE NE NE
總計 6.0 4.0 3.5 3.9 3.8 3.2 4.1 4.7

（單位：千公噸二氧化碳當量）

備註 : NE，代表未調查估計該分類項目，其中，2000 年前因積體電路或半導體、TFT 平面顯示器使用量及光電（太陽能板）產量極少，未進行
調查，因此不計算排放量；熱傳流體未調查統計。因 2006 IPCC 尚無正式公告之 GWP 值與半導體製程排放係數 , 世界半導體協會（World 
Semiconductor Council, WSC）亦未整合蒐集使用量與排放量 . 未來將 IPCC 與世界半導體協會之要求蒐集並提供數據。




